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DESCRIPCION
Método para fabricar placa de impresion flexografica y placa de impresion flexografica

La presente invencion se refiere a un método para fabricar una placa de impresién flexografica y a una placa de
impresion flexografica.

Antecedentes

Como se menciona en los documentos de Patente 1 a 3 por ejemplo, placas de resina fotosensibles comunes para
flexografia se fabrican mediante las etapas de exposicion, revelado y exposicion posterior. Un método de impresion
que utiliza una placa de resina fotosensible para flexografia es un método en donde la tinta se suministra sobre la
superfice convexa de la placa de resina irregular utilizando un rodillo de suministro de tinta y después la placa de
resina se pone en contacto con el material a imprimir para que la tinta en la superficie convexa se transfiera al
material a imprimir. En la flexografia como tal, la adherencia de la tinta a un area desigual de la superficie convexa
de la placa de resina o la invasion de la tinta a la superficie concava (en adelante, se referira a “la contaminacion de
la superficie de la placa”) ocurre a menudo durante la impresion a largo tiempo. Como resultado, incluso el area que
no es el area del patrén inherente puede imprimirse dando como resultado el deterioro de la calidad de impresion.

Particularmente en los ultimos afios, la aplicacion de la flexografia a una impresién de alta precision ha estado en
progreso y una impresion de puntos de semitono en numeros de linea alta se ha llevado a cabo energéticamente
para crear la gradacion de color y concentracion. Puesto que los intervalos entre los puntos de semitono se hacen
mas pequefos en ese caso, la tinta es mas apta para llenarse en las concavidades de los puntos de semitono de la
placa de impresion. Cuando la tinta se acumula en las concavidades de la placa de impresién en una cantidad
predeterminada o mas, se transfiere al material que se va a imprimir para generar el puenteo de puntos dando como
resultado un deterioro significativo de la calidad de impresion.

Una de las caracteristicas de la flexografia es que puede soportar varios tipos de tinta como la tinta acuosa, tinta
alcohdlica, tinta solvente y tinta UV. Por otro lado, ha habido una reivindicacién para evitar la contaminacion de la
superficie de la placa incluso cuando se utiliza cualquier tipo de tinta. Es particularmente necesario evitar la
contaminacion de la superficie de la placa incluso si se utiliza una tinta que tiene una elevada permeabilidad al
material de la placa tal como la tinta tipo solvente o tinta UV.

Se han propuesto ya varios métodos en relaciéon con la prevencion de la contaminacion de la superficie de la placa
de una placa de impresion flexografica. Por ejemplo, el documento de Patente 4 describe una técnica donde el
aceite de silicona, caucho de silicona, barniz de silicona o un compuesto de fluor se adhiere, mediante un pintado
con pincel o pulverizacién, sobre una placa de impresidon que comprende principalmente una resina de poliéster.
Aunque algunos efectos para prevenir la contaminacion de la superficie de la placa estan disponibles mediante dicha
técnica, la contaminacion de la superficie de la placa no se puede evitar en una impresién de puntos de semitonos
en numeros de linea alta que tienen intervalos pequefios entre los puntos. El efecto persistente es también
insuficiente.

En el documento de Patente 5, se propone un método en el que se aplica una mezcla de una resina acuosa y una
emulsion acuosa de un compuesto de silicona o un compuesto de fluor sobre una placa de impresiéon que
comprende un elastdmero. Sin embargo, debido al uso de un compuesto de silicona no modificado, un efecto de
prevencion de la contaminacion de la superficie de la placa no es suficiente. Especialmente, en una impresion a
largo plazo o repetida, dicho efecto apenas contintia y es necesario aplicar la mezcla repetidamente para mantener
el efecto.

En el documento de Patente 6, se propone un método para poner en contacto una placa de impresion flexografica
que comprende un polimero hidrofilico, un copolimero en bloque estireno-butadieno-estireno, butadieno liquido, un
agente de foto reticulacion y un fotoiniciador con una solucién que contiene un compuesto de silicona modificado. En
dicha invencion, se observa una mejora en el efecto de la prevencion de la contaminacion de la superficie de la
placa debido al uso de un compuesto de silicona modificado. Sin embargo, en una impresion a largo plazo, se
genera la contaminacion de la superficie de la placa y, particularmente cuando se utiliza una tinta de tipo solvente y
una tinta UV, su efecto persistente no es suficiente. En dicha invencién, se menciona también un método donde se
irradia un rayo activo después de poner en contacto un compuesto de silicona modificado con la placa pero el efecto
persistente tampoco es suficiente en tal caso.

En el documento de Patente 7, se describe un método donde un compuesto organosilano se prepara para contener
en una placa de impresién que comprende un copolimero en bloque, un agente de foto reticulacién y un
fotoiniciador. En ese método, la silicona se prepara para contener en una composicion de resina y se logra un
excelente efecto persistente si se compara con el método donde la solucién de silicona esta en contacto con la
superficie de la placa. Sin embargo, el compuesto organosilano se extiende en toda la composicion de la placa de
impresion y la cantidad de silicona que existe en la superficie de la placa de impresion es pequefia. Por lo tanto, el
efecto de impedir la obstruccién de la tinta que es crucial no es suficiente. También resulta el deterioro de la
adhesion de la capa de resina a la pelicula base y puede ocurrir una grave desventaja de desprendimiento de la
pelicula base y la capa de resina durante la impresion.
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Documento de Patente 1: Solicitud abierta de Patente Japonesa (JP-A) No. 171111/98

Documento de Patente 2: Solicitud abierta de Patente Japonesa (JP-A) No. 88555/88

A
Documento de Patente 3: Solicitud abierta de Patente Japonesa (JP-A) No.134410/93
A

Documento de Patente 4: Solicitud abierta de Patente Japonesa (JP-A) No. 47805/76

)

)

)

Documento de Patente 5: Solicitud abierta de Patente Japonesa (JP-A) No. 2002-292985
Documento de Patente 6: WO 2005/064413

Documento de Patente 7: WO 2007/116941

El objetivo de la presente invencion es proporcionar un método para la fabricacion de una placa de impresion que
pueda evitar la contaminacioén de la superficie de la placa durante un largo periodo.

Medios para solucionar el problema

Los presentes inventores han llevado a cabo investigaciones intensivas para lograr dicho objetivo y encontraron que,
cuando un liquido que contiene un compuesto de silicona modificado con amino se prepara para estar en contacto
con una placa de impresion flexografica que contiene un latex que tiene un grado de gelificaciéon de no menos del
50% en masa, en donde se utiliza un compuesto de silicona modificado con amino que tiene un equivalente de
grupo amino de no menos de 500 g/mol, el problema anteriormente mencionado se soluciona con lo que se logra la
presente invencion. La presente invencion se ha logrado por el resultado de nuestras intensivas investigaciones
desde ambos puntos de vista de una composicion de la placa de impresién y un compuesto de silicona.

Asi, la constitucion de la presente invencion es la siguiente.

(1) Un método para la fabricacion de una placa de impresion flexografica, que se caracteriza en que, un liquido
que contiene un compuesto de silicona modificado con amino se prepara para estar en contacto con una
placa de impresion flexografica que contiene un latex que tiene un grado de gelificacion de no menos del
50% en masa, en donde se utiliza un compuesto de silicona modificado con que tiene un equivalente de
grupo amino de no menos de 500 g/mol.

(2) El método de fabricaciéon de acuerdo con la reivindicacion (1), en donde el contenido del latex que tiene un
grado de gelificacién de no menos del 50% en masa no esta en menos del 30% en masa en una
composicion de resina de la placa de impresion.

(3) El método de fabricacion de acuerdo con (1) o (2), en donde la placa de impresion flexografica contiene
ademas un emulsionante.

(4) El método de fabricacion de acuerdo con (3), en donde el emulsionante es un tensioactivo anionico.

(5) El método de fabricacion de acuerdo con (1) a (4), en donde el latex tiene un grado de gelificacion de no

menos del 70% en masa.
(6) Una placa de impresion flexografica fabricada por uno cualquiera de los métodos de fabricacion de (1) a (5).
Ventajas de la invencion

En la placa de impresion flexografica preparada por el método de fabricacion de la presente invencion, no se genera
contaminacion en la superficie de la placa incluso en la impresion a largo plazo utilizando una tinta tipo solvente y la
impresion de alta calidad se puede realizar durante largo tiempo de una manera estable.

A continuacidn, la presente invencion se mostrara principalmente para las realizaciones preferidas de las mismas.

Los presentes inventores han logrado, como resultado de las intensivas investigaciones en ambos puntos de vista
de una composicion de resina de una placa de impresion y un compuesto de silicona, desarrollo de un método para
la prevencién de la contaminacion de la superficie de la placa que tiene un efecto persistente excelente. Asi, se
utiliza, como una composicién de resina de una placa de impresion, un latex que tiene un grado de gelificacion de no
menos del 50% en masa se hace para contener en el y, como un compuesto de silicona, el que contiene un grupo
amino.

En primer lugar se mostrara la composicién de resina que constituye la placa de impresion. En cuanto a la
composicion de resina que constituye la placa de impresion, se prefiere que contenga un latex (A) que tiene un
grado de gelificacion de no menos del 50% en masa como un ingrediente esencial y que contiene ademas un
compuesto fotopolimerizable (B) y un fotoiniciador (C).

Es esencial que la placa de impresion utilizada en la presente invencién contenga el latex (A) que tiene un grado de
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gelificacion de no menos del 50% en masa. El latex (A) puede comprender un latex de un solo tipo o comprender
una mezcla de una pluralidad de latexes. Como resultado del uso del latex que tiene un grado de gelificacion de no
menos del 50% en masa, la persistencia del efecto para la prevencion de la contaminacion de la superficie de la
placa se mejor6 significativamente. Se prefiere utilizar el latex que tiene un grado de gelificacion de no menos del
70% en masa. Por el contrario, cuando se utiliza el latex que tiene un grado de gelificacion de menos del 50% en
masa o cuando no se utiliza latex, la persistencia del efecto para la prevencion de la contaminacién de la superficie
de la placa se deteriora significativamente.

En la presente invencion, el valor del grado de gelificacion del latex (A) se estipula por su grado de insolubilidad en
tolueno. Para ser mas especifico, aproximadamente 3 g de solucion de latex se aplicaron en una pelicula de PET
pesada con precision de 100 um de espesor, secada a 100°C durante una hora, pesada con precision, sumergida en
una solucion de tolueno a 25°C durante 48 horas, secada a 110°C durante 2 horas y pesada otra vez con precision,
después se calcul6 la fraccion de masa (unidad: % en masa) de la materia que es insoluble en tolueno en el
contenido de solido de latex y el valor resultante se adoptdé como el grado de gelificacion del latex en la presente
invencion.

Como el latex (A) que se va a utilizar en la presente invencion, se puede seleccionar apropiadamente un latex que
tenga un grado de gelificacion de un cierto nivel o superior entre los latexes convencionales. Por ejemplo, se puede
utilizar un latex de polibutadieno, un latex de copolimero de estireno-butadieno, un latex de copolimero de
acrilonitrilo-butadieno, un latex de copolimero de metil metacrilato-butadieno, etc. Ademas, estos latexes se pueden
modificar con (met)acrilato, carboxi, etc. En este caso, debido a que una variedad de latex sintético y latex natural
como latexes gelificados se encuentran en el mercado, se puede seleccionar uno adecuado de entre ellos como un
latex gelificado.

Se prefiere que el latex utilizado en la presente invencion contenga un emulsionante. Un emulsionante es un
compuesto que tiene, por ejemplo, un grupo hidrofébico tal como un grupo alquilo de cadena larga y un grupo
hidrofilico tal como un carboxilato en una molécula y representa un compuesto o una composicién que muestra una
accion emulsionante. En cuanto al emulsionante, puede utilizarse un tensioactivo aniénico, un tensioactivo no iénico,
un tensioactivo catiénico, un tensioactivo macromolecular o una mezcla de los mismos. Ejemplos de tensioactivos
anionicos incluyen las sales de acidos grasos superiores, sulfonato de alfa olefinas, bencenosulfonato de alquilo,
sales de sulfato de alquilo, sales de sulfato de alquil éter, taurinato y sulfosuccinato de metilo. Ejemplos de
tensioactivos no ionicos incluyen aductos de alcoholes superiores con 6xido de etileno, aductos de alquilfenol con
oxido de etileno, aductos de acidos grasos con 6xido de etileno, aductos de ésteres de acidos grasos de alcoholes
polihidricos con 6xido de etileno, aductos de alquilaminas superiores con 6xido de etileno y aductos de amidas de
acidos grasos con oxido de etileno. Tensioactivos de un tipo de polietilenglicol tal como un aducto de
polipropilenglicol con 6xido de etileno y tensioactivos de un tipo de alcohol polihidrico tal como el éster del acido
graso del glicerol, éster del acido graso del pentaeritritol, éster del acido graso del sorbitol y sorbitan, éster alquilico
del alcohol polihidrico y amida de acido graso de alcanolamina son también ejemplos de tensioactivos no iénicos.
Ejemplos de tensioactivos catidénicos incluyen sales de acilaminoetil dietlamina, sales de N-
alquilpolialquilenpoliamina, sales de polietilenpoliamida de acidos grasos, sales de dietilaminoetilamida, sales de
trimetilamonio de alquilo, sales de dimetilamonio de dialquilo y sales de dimetilamonio de alquilo. Ejemplos de
tensioactivos macromoleculares incluyen resinas acrilicas que contienen un grupo hidrofilico en la molécula. En
cuanto a dichos emulsionantes, se puede utilizar Unicamente un tipo de los mismos o se pueden utilizar dos o mas
tipos de los mismos mezclandolos.

Un material de placa que utiliza latex que contiene un emulsionante es excelente en un efecto persistente para la
repelencia del agua y apenas da resultados en puenteo de puntos incluso después de la impresién a largo plazo. Un
material de placa que utiliza el latex en el que se utiliza un tensioactivo aniénico como emulsionante es
particularmente excelente en un efecto persistente de repelencia del agua y es también excelente desde el punto de
vista de la prevencion del puenteo de puntos.

El compuesto fotopolimerizaable (B) tiene un papel para polimerizar y entrecruzar mediante la irradiacion de luz,
formando asi una red densa en una placa de impresion para el mantenimiento de la forma. Se prefiere un oligémero
fotopolimerizable como el compuesto (B) fotopolimerizable utilizado en la presente invencién. El término que lee un
oligémero fotopolimerizable utilizado aqui es un polimero etilénico basado en un dieno conjugado donde un grupo
etilénico insaturado se une a un extremo y/o cadena lateral de un polimero basado en un dieno conjugado y que
tiene un peso molecular promedio numérico de 1.000 a 10.000.

El polimero basado en un dieno conjugado que constituye el polimero etilénico basado en un dieno conjugado esta
formado por un homopolimero de un compuesto insaturado de dieno conjugado o un copolimero de un compuesto
insaturado de dieno conjugado y un compuesto monoetilénicamente insaturado. Ejemplos de dicho homopolimero
de un compuesto insaturado de dieno conjugado o un copolimero de un compuesto insaturado de dieno conjugado y
un compuesto monoetilénicamente insaturado incluyen un polimero de butadieno, un polimero de isopreno, un
polimero de cloropreno, un copolimero de estireno-cloropreno, un copolimero de acrilonitrilo-butadieno, un
copolimero de acrilonitrilo-isopreno, un copolimero de metilmetacrilato-isopreno, un copolimero de metilmetacrilato-
cloropreno, un copolimero de metilacrilato-butadieno, un copolimero de metilacrilato-isopreno, un copolimero de
metilacrilato-cloropreno, un copolimero de acrilonitrilo-butadieno-estireno y un copolimero de acrilonitrilo-cloropreno-
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estireno. Entre estos, son preferibles un polimero de butadieno, un polimero de isopreno y un copolimero de
acrilonitrilo-butadieno, y son particularmente preferibles un polimero de butadieno y un polimero de isopreno desde
el punto de vista de la elasticidad y la fotocurabilidad del caucho.

Con respecto al compuesto fotopolimerizable de la presente invencion, se puede utilizar, si es necesario, un
compuesto fotopolimerizable comunmente utilizado tal como acrilato o metacrilato ademas de los ejemplificados
anteriormente dentro de dicha extension de tal manera que el efecto de la presente invenciéon no se deteriora.

El iniciador de la fotopolimerizacion (C) tiene un papel como un catalizador para la reaccion de fotopolimerizacion y
reticulaciéon del compuesto fotopolimerizable. Mientras que cualquier compuesto capaz de hacer polimerizar un
grupo insaturado polimerizable carbén-carbén por irradiacion de la luz se puede utilizar como el iniciador de
fotopolimerizacion utilizado en la presente invencion, se utiliza preferiblemente un compuesto que tiene una funcion
de generar un radical a través de la auto descomposicidn o extraccion de hidrogeno causada por la absorcién de luz.
Especificamente, éteres de alquil benzoina, benzofenonas, antraquinonas, bencilos, acetofenonas, y diacetilos, por
ejemplo, se pueden utilizar.

En la composicion de resina que constituye la placa de impresion de la presente invencién, aunque no existe una
limitacion particular para la cantidad de la composicion de latex (A) que tiene un grado de gelificacion de no menos
del 50% en masa, se prefiere que no menos del 30% en masa esté contenido alli. Como un resultado de contener no
menos del 30% en masa, el efecto de prevencion para la contaminacion de la superficie de la placa es
particularmente excelente. Es mas preferible que contenga no menos del 40% en masa. Por otro lado, se prefiere
que el limite superior de la cantidad de la composicion de latex sea menor del 70% en masa. Cuando es mas del
70% en masa, se observa el deterioro en la propiedad de reticulacion de la fotopolimerizacion y la formacién de una
imagen de alta precision es dificil.

En la composicion de la resina que constituye la placa de impresiéon de la presente invencién, los componentes
opcionales tales como un elastémero, un polimero hidrofilico, un platificante y/o un inhibidor de polimerizacion se
pueden incorporar, si se desea, ademas de los tres componentes anteriormente mencionados (A) a (C).

Hay algunos casos donde se observa una mejora en la resistencia a la impresion y en la propiedad de manipulacion
antes de la exposiciéon de la placa de impresiéon de la presente invencién cuando un elastdmero se combina con la
placa de impresién de la presente invencion. Con respecto al elastomero que tiene tal efecto, hay un polimero
preparado por polimerizacion de un hidrocarburo basado en dieno conjugado y un copolimero preparado por
polimerizacién de un hidrocarburo basado en dieno conjugado con un compuesto insaturado basado en monoolefina
y ejemplos de los mismos incluyen un polimero de butadieno, un polimero de isopreno, un polimero de cloropreno,
un copolimero de estireno-butadieno, un copolimero de estireno-isopreno, un copolimero de estireno-isopreno-
estireno, un copolimero de estireno-cloropreno, un copolimero de acrilonitrilo-butadieno, un copolimero de
acrilonitrilo-isopreno, un copolimero de metilmetacrilato-butadieno, un copolimero de metilmetacrilato-butadieno, un
copolimero de metilmetacrilato-isopreno y un copolimero de acrilonitrilo-isopreno-estireno. Cada uno de esos
elastomeros se pueden utilizar solo o dos 0 mas de los mismos se pueden utilizar conjuntamente.

Puede darse el caso en el que se reconozca un efecto de mejora de la propiedad de revelado de la placa de
impresion de la presente invencion mediante agua cuando un polimero hidrofilico se combina con la placa de
impresiéon de la presente invencion. Los polimeros hidrofilicos que logran tal efecto incluyen preferiblemente
polimeros que tienen un grupo hidrofilico tal como -COOH, -COOM (M es un ién metalico monovalente, divalente o
trivalente o un i6n amonio sustituido o no sustituido), -OH, -NH,, -SOsH y un grupo fosfato, e incluyen
especificamente un polimero de acido (met) acrilico o sales del mismo, un copolimero de acido (met) acrilico o sales
del mismo con un (met) acrilato de alquilo, un copolimero de acido (met) acrilico o sales del mismo con estireno, un
copolimero de acido (met) acrilico o sales del mismo con acetato de vinilo, un copolimero de acido (met) acrilico o
sales del mismo con acrilonitrilo, alcohol polivinilico, carboximetilcelulosa, poliacrilamida, hidroxietilcelulosa, éxido de
polietileno, polietilenimina, poliuretano que tiene un grupo -COOM, poliurea uretano que tiene un grupo -COOM,
acido de poliamida que tiene un grupo -COOM, y sales o derivados de los mismos. Estos se pueden utilizar solos o
dos o0 mas polimeros se pueden utilizar en combinacion. La proporcion de la composicion del polimero hidrofilico en
la composicion de resina que constituye la placa de impresion de la presente invencion es preferiblemente 20% en
masa o menos, y mas preferiblemente 15% en masa o menos. Si la cantidad de la composicion del polimero
hidrofilico excede el limite superior mostrado anteriormente, una placa de impresién que se va a producir puede
deteriorarse en la resistencia al agua y deteriorarse en la resistencia a la tinta basada en agua.

Hay algunos casos en los que se logra un efecto de mejora de la fluidez de una composicion de resina que
constituye la placa de impresién de la presente invencion y un efecto de ajuste de la dureza de la placa original de
impresion que se va a producir cuando un un plastificante se combina con la placa de impresién de la presente
invencion. El plastificante que logra tales efectos es preferiblemente un producto que es bueno en compatibilidad
con el latex (A), y mas preferiblemente un compuesto polieno que es liquido a temperatura ambiente o un
compuesto que tiene un enlace éster que es liquido a temperatura ambiente. Ejemplos de compuesto polieno que es
liqguido a temperatura ambiente son polibutadieno liquido, poliisopreno, y sus derivados maleinados y derivados
epoxidados que resultan de la modificacion de sus grupos terminales o cadenas laterales. Los ejemplos del
compuesto que tiene un enlace éster que es liquido a temperatura ambiente incluyen ftalatos, fosfatos, sebacatos,
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adipatos y poliésteres que tienen peso molecular de 1.000 a 3.000. La proporcién de la composicion del plastificante
en la composicion de la resina de la presente invencion es preferiblemente 30% en masa o menos, y mas
preferiblemente 20% en masa o menos. Si la cantidad de la composicion del plastificante excede el limite superior
mostrado anteriormente, una placa de impresién puede deteriorarse mucho en las propiedades mecanicas y la
resistencia a los disolventes y puede deteriorarse la durabilidad de impresion.

El inhibidor de polimerizacion tiene un efecto de aumentar la estabilidad térmica de una composicion de resina que
constituye la placa de impresion de la presente invencion. En la composicion de resina que constituye la placa de
impresion de la presente invencion, se pueden utilizar inhibidores de polimerizacion convencionalmente conocidos, y
ejemplos de los mismos incluyen fenoles, hidroquinonas y catecoles. La proporcion de la composicion del inhibidor
de polimerizacién en la composicion de resina que constituye la placa de impresion de la presente invencion es
preferiblemente 0,001 a 3% en peso, y mas preferiblemente 0,001 a 2% en peso.

Ademas, también se puede afiadir un colorante, un antioxidante, un compuesto de silicona, un compuesto de fluor,
etc como componentes opcionales distintos de los mencionados anteriormente, a menos que el efecto de la
presente invencion se vea afectado.

La composicion de resina de la presente invencion se prepara mediante la combinacién con latex (A) que tiene un
grado de gelificacion de no menos de 50% en peso como ingrediente esencial y, si se desea, mezclandolo con un
compuesto fotopolimerizable, un fotoiniciador y un ingrediente adicional. En esta operacion, se puede afadir un
disolvente organico tal como el tolueno, si se desea, para facilitar la mezcla. Ademas, para mezclar completamente,
se desea amasar totalmente los componentes bajo condiciones de calentamiento utilizando una amasadora. Las
condiciones de calentamiento son aproximadamente preferibles de 50 a aproximadamente 110°C. Ademas, la
humedad contenida en el disolvente organico afiadido en el momento de la mezcla y en los componentes es
preferiblemente eliminada bajo presion reducida después del amasado.

Ahora, se mostrara un compuesto de silicona modificado con amino.

El compuesto de silicona modificado con amino utilizado en la presente invencion tiene al menos un grupo amino en
la molécula. No existe una limitacion particular para la posicion del grupo amino y los ejemplos de los mismos
incluyen posicion terminal y posicion en la cadena lateral. El grupo amino puede existir en posiciones plurales.
Ademas, un grupo funcional distinto del grupo amino puede estar contenido aqui. Como resultado del uso de una
silicona modificada con amino, no solo el efecto repelente de la tinta en la etapa inicial es excelente sino también
una propiedad persistente muy excelente del efecto esta disponible incluso bajo la condicion donde se utiliza una
tinta tipo solvente.

Cuando se utiliza el compuesto de silicona que no tiene un grupo modificado tal como aceite de silicona que tiene
dimetilsiloxano como cadena principal, el efecto repelente de la tinta ya es pobre en la etapa inicial de ponerse en
contacto con la placa y, ademas, el efecto se pierde completamente en la etapa inicial de impresion. En el caso del
compuesto de silicona modificado que no tiene grupo amino pero que tiene un grupo funcional tal como grupo
metacrilico, grupo carbinol o grupo carboxilo, aunque el efecto repelente de la tinta es mejor en comparacion con el
caso donde no esta presente un grupo modificado, el efecto disminuye en la impresion a largo plazo.

Se prefiere que el equivalente del grupo amino del compuesto de silicona modificado con amino no sea menor de
500 g/mol, y se prefiere que esté dentro de un intervalo de 500 g/mol a 20.000 g/mol y mas preferido que esté dentro
de un intervalo de 1.000 g/mol a 10.000 g/mol. Cuando el equivalente del grupo amino se prepara no menos de 500
g/mol, se logra un efecto repelente de la tinta excelente en la etapa inicial. Por otro lado, cuando se prepara menos
de 20.000/mol, la persistencia del efecto es excelente.

Aunqgue no existe una limitacién particular para la viscosidad dinamica del compuesto de silicona modificado con
amino, el intervalo de 20 a 5.000 mm?/s es preferido y el intervalo de 40 a 1.000 mm?/s es mas preferido. Cuando se
prepara no menos de 20 mm?/s, la prog)iedad de repulsion de la tinta es particularmente excelente. Por otro lado,
cuando se prepara menos de 5.000 mm</s, la estabilidad tras la disolucion es particularmente excelente.

Con respecto al compuesto de silicona modificado con amino que se puede utilizar en la presente invencion, tal
como se muestra a continuacion esta disponible en el mercado. Asi, ejemplos de los mismos incluyen KF859,
KF393, KF860, KF880, KF8004, KF867, KF869, KF861, KF877, X22-3939a, PAM-E, KF8010, X22-161A, KF8012,
KF8008, X22-1660B-3, KF857, KF8001, KF862, X22-9192 y KF858 fabricados por Shin-Etsu Chemical y L652, L653,
L655, L656, WR1100, WR1200, WR1300, WR1600, WT1250 Y WT1650 fabricados por Asahi Kasei-Wacker
Silicone. Entre ellos, KF859, KF860, KF880, X22-161A, KF8012, KF8001, L653 y WT1250 son particularmente
preferidos desde el punto de vista del equivalente del grupo funcional y la viscosidad dinamica.

En la presente invencion, se prefiere también un compuesto de silicona modificado con amino de un tipo de
emulsion. Por ejemplo, los siguientes productos estan disponibles en el mercado. Ejemplos de los mismos incluyen
PolonMF14, PolonMF-14D, PolonMF-14EC, PolonMF-29, PolonMF-44 y PolonMF-52, fabricados por Shin-Etsu
Chemican y FINISH CT14E, FINISH CT15E, KP2601, NP2609, TS2403, SLJ1316, SLJ1367, SLJ1358 y SMK2101J
fabricado por Asahi Kasei-Wacker Silicone.
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Con respecto al método para poner en contacto una placa de impresién con el compuesto de silicona modificado con
amino, se aplicara cualquier método. Por ejemplo, existe un método en el que se prepara previamente una solucion
de tratamiento mediante la disolucién o dispersiéon del compuesto de silicona modificado con amino en el disolvente
organico, agua o alcohol, preferiblemente en un alcohol que tiene de 1 a 6 carbono (s) o, mas preferiblemente, en
metanol, etanol, alcohol isopropilico o similares y después, en una etapa apropiada después de la etapa de
exposicion, la placa de impresién se sumerge en una solucion de tratamiento o la solucion de tratamiento se aplica
sobre la superficie de la placa utilizando un atomizador, pulverizador o cepillo. La concentracién del compuesto de
silicona utilizada en dicha solucion de tratamiento esta dentro de un intervalo de 0,05% en masa a 10% en masa. Si
es necesario, a la solucién que contiene el compuesto de silicona modificado con amino, es también posible afadir
un disolvente tal como glicerol o alquil glicol éter para mejorar la permeabilidad a la placa o utilizar un compuesto
acido (tal como acido férmico o acido acético), glicerol, tensioactivo, etc. para mejorar la estabilidad en la disolucién
de la silicona modificada conl amino. Ademas, es posible utilizar un agente de acoplamiento de silano junto con el
mismo.

Después de poner en contacto la solucion del compuesto de silicona modificado con amino con la placa de
impresion, se prefiere llevar a cabo un tratamiento de secado/calentamiento a no menos de 40°C. Es mas preferido
llevar a cabo un tratamiento de secado/calentamiento a la temperatura de no menos de 50°C. El tiempo de secado
se prefiere que no sea mas corto de 5 minutos y mas preferido que no sea mas corto de 10 minutos. Como resultado
de llevar a cabo la etapa de tratamiento de calentamiento como tal, se fortalece la fuerza de adherencia estrecha del
compuesto de silicona modificado con amino con la placa de impresion.

Aunque la etapa de poner en contacto la placa de impresion con la silicona modificada con amino puede estar en
cualquier etapa siempre que esté después de la etapa de exposicion principal, se prefiere que sea inmediatamente
después de la etapa de revelado. Esto se debe a que, en la etapa de grabado flexografico comun, el secado se lleva
a cabo después del revelado y, cuando una placa de impresion se pone en contacto con una solucion de silicona
después del revelado, es posible ahora llevar a cabo simultaneamente el secado de un revelador y el tratamiento de
secado/calentamiento de una solucion de silicona por lo que las etapas se pueden simplificar.

En el caso de que se utilice una maquina de revelado automatico de un tipo en linea, las dos etapas de “revelado” y
“pulverizacién de la solucion de silicona” se pueden llevar a cabo en un solo dispositivo. También es posible que el
compuesto de silicona se prepare para contener en una solucién de lavado después del revelado.

Otro ejemplo de un método para poner en contacto una placa de impresion con una soluciéon de silicona es un
método en el que un compuesto de silicona modificado con amino se mezcla con un revelador utilizado en una etapa
de revelado para una placa de resina fotosensible. Ademas de lo anterior, el revelador contiene normalmente un
tensioactivo anidnico, un tensioactivo no ionico, un tensioactivo catidnico, un agente antiespumante, un agente
alcalino, etc. Ademas de esto, también se pueden combinar con ellos diversos estabilizadores para mejorar la
estabilidad del compuesto de silicona modificado con amino en el revelador.

En la presente invencién, una placa de impresion que contiene latex gelificado se prepara para poner en contacto
con un compuesto de silicona modificado con amino tras lo cual se logra una persistencia de un excelente efecto de
prevencion para la contaminacion de la superficie de la placa. Aunque el mecanismo de accion del efecto no se ha
aclarado todavia, se supone que una interaccion entre el compuesto de silicona modificado con amino y el latex
gelificado y/o una interaccion entre el compuesto de silicona modificado con amino y el emulsionante desempefia (n)
un importante papel. Se supone que, dado que el latex gelificado se reticula tridimensionalmente, el latex gelificado
apenas se hincha incluso cuando una tinta solvente se impregna alli una vez que la silicona modificada con amino
se incorpora en una matriz del latex gelificado y, como resultado, la silicona modificada con amino apenas se
desprende del latex gelificado por lo que se logra un excelente efecto persistente para la prevencion de la
contaminacioén de la superficie de la placa. Ademas, se ha reconocido en un material de placa que utiliza un latex en
donde se utiliza un tensioactivo anidnico como un emulsionante que un efecto persistente en la repelencia al agua
es particularmente excelente y que la prevencion del puenteo de puntos es también excelente. Se supone que, como
resultado de una fuerte interaccion entre un grupo amino de la silicona modificada con amino y un grupo aniénico del
tensioactivo anidnico, la silicona modificada con amino apenas se desprende por lo que se logra un excelente efecto
persistente para la prevencion de la contaminacion de la superficie de la placa.

Se ha encontrado también que la placa de impresion de la presente invencion tiene un efecto tan ventajoso que no
se ha descrito en documentos de la técnica anteriores que la durabilidad de impresiéon se mejora en comparacion
con la placa de impresion que no se somete a un tratamiento con una silicona modificada con amino. Por lo general,
en una placa de impresién que utiliza latex gelificado, los puntos finos se agrietan o se desgastan por un contacto a
largo plazo con un rodillo anilox y un material que se imprimira durante una impresion a largo plazo debido al hecho
de que el latex esta presente en una forma de particulas por lo que la durabilidad de la impresién no siempre ha sido
satisfactoria.

Contra lo anterior, en el caso de que una silicona modificada con amino se prepare para poner en contacto con la
placa de impresion, la abrasion y el agrietamiento de los puntos finos apenas se generan incluso durante la
impresion a largo plazo por lo que la durabilidad de la impresion podria mejorarse. Aunque el mecanismo de accion
de este efecto no se ha aclarado todavia, se supone que es causado por una disminucién de la fuerza abrasiva de la
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superficie de la placa mediante la realizacion de un tratamiento con una silicona modificada con amino y/o por una
disminucion en la penetracion de la tinta solvente en el area interna de la placa debido a una mejora en la propiedad
de repulsion de la tinta de la placa.

Ejemplos

La presente invencion se mostrara ahora ademas mediante los siguientes ejemplos aunque la presente invencion no
esta limitada a ellos.

“Evaluacién de la tension superficial”

La tension superficial se evalud utilizando una solucién mixta para probar una tensiéon de humectacion (fabricado por
Kanto Kagaku). Bajo la atmosfera de 20°C y 60% RH, dos gotas de cada una de las soluciones mixtas 22,6 mN/m,
25,4 mN/m, 27,3 mN/m, 30 mN/m, 31 mN/m, 32 mN/m, 33 mN/m, 34 mN/m, 35 mN/m, 36 mN/m, 37 mN/m, 38
mN/m, 39 mN/m y 40 mN/m para probar la tension de humectacion se dejaron caer sobre una placa de impresion y
la propagacion de la humectacion al extenderla mediante un bastoncillo de algodén se evalué a simple vista. El valor
de la solucion mixta cuando el liquido fue repelido se tomd como tensién superficial. Cuando la tensién superficial es
menor, la propiedad de repeler la tinta es mayor y el efecto preventivo para la obstrucciéon de la tinta durante la
impresion es mayor.

“Evaluacion del puenteo de puntos”

El puenteo de puntos se evalué mediante una impresora flexografica FPR 302 (fabricada por MCK) utilizando anilox
de 800 LPI. En cuanto a la tinta, se utilizé una tinta solvente (nhombre comercial: Brightflex (fabricado por DIC)). En
cuanto al material que se va a imprimir, se utilizé un papel de estraza (nombre comercial: Pearl Coat (fabricado por
Oji Paper)). La impresion se llevé a cabo a una velocidad de 50 m/minuto. Bajo las condiciones anteriores, en primer
lugar se realizé una impresion de 50-m y se recogié una muestra impresa. Después de eso, se llevd a cabo la
impresion de 950-m y se prepardé una muestra después de la impresion para 1.000 m en total. Los puntos de
mediotono para evaluar fueron aquellos de 1, 5, 10 y 20% a 125, 150, 175 y 200 LPI y se evalué de este modo el
puenteo de puntos. Cuando el puenteo de puntos no se observé en absoluto, cuando se genero en los extremos de
los puntos de mediotono, cuando se generd cerca de los extremos de los puntos de mediotono y cuando se genero
en todas las superficies de los puntos de mediotono, se evaluaron como “A”, “B”, “C” y “D”, respectivamente.

“Evaluacién de la durabilidad de la impresion”

La durabilidad de la impresidon se evalu6 mediante una impresora flexografica FPR 302 (fabricada por MCK)
utilizando anilox de 800 LPI. En cuanto a la tinta, se utilizé una tinta solvente (nombre comercial: Brightflex (fabricada
por DIC)). En cuanto al material que se va a imprimir, se utilizé un papel de estraza (nombre comercial: Pearl Coat
(fabricado por Oji Paper)). La impresion se llevo a cabo a la velocidad de 50 m/minuto. Con el fin de acelerar la
evaluacion de la durabilidad de la impresion, la presion de impresion se llevo a cabo bajo una condicién de presionar
en una extension de 0,02 mm a partir del valor adecuado. Se evalué la cantidad impresa hasta que se generaron 1%
de grietas o abrasiones en los puntos de mediotono de 200 LPI y se observo el deterioro en la calidad de impresion.

“Ejemplo Sintético 1”

125 partes en masa de latex de estireno-butadieno (Cyatex NA-11 fabricado por Nippon A&L; concentracion de
solido: 40%; un tensioactivo anionico se utiliza como un emulsionante) como latex;

15 partes en masa de acrilato de oligobutadieno (ABU-3 fabricado por Kyoeisha Kagaku; peso molecular: 2.700), 10
partes en masa de metacrilato de laurilo y 10 partes en masa de triacrilato de trimetilolpropano como compuestos
fotopolimerizables;

1 parte en masa de dimetilcetal de bencilo como un iniciador de fotopolimerizacion y 20 partes en masa de PFT-3
(un compuesto de peso molecular de ca. 20.000 que tiene una estructura de uretanourea fabricado por Kyoeisha
Kagaku; concentracion de sdlido: 25%) como un polimero hidrofilico, 0,1 partes en masa de hidroquinona monoetil
éter como un inhibidor de polimerizacién y 9 partes en masa de caucho de butadieno liquido como un plastificante

se mezclaron en un recipiente junto con 5 partes en masa de tolueno y se amasaron a 105°C utilizando una
amasadora de presurizacion y, después de eso, el tolueno y el agua se eliminaron de la misma a vacio para dar una
composicion de resina 1.

“Ejemplo Sintético 2”

Una composicion de resina 2 se prepar6é por el mismo método que en el Ejemplo Sintético 1 excepto que se
utilizaron 91 partes en masa de latex de butadieno (LX111NF fabricado por Nippon Zeon; concentracion de solido:
55%; un tensioactivo anionico se utiliza como un emulsionante) en vez de 125 partes en masa de latex de estireno-
butadieno (Cyatex NA-11 fabricado por Nippon A&L; concentracion de sélido: 40%; un surfactante anidnico se utiliza
como un emulsionante).
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“Ejemplo Sintético 3”

Una composicion de resina 3 se prepar6é por el mismo método que en el Ejemplo Sintético 1 excepto que se
utilizaron 125 partes en masa de latex NBR (Cyatex NA-10 fabricado por Nippon A&L; concentracion de soélido: 40%;
un tensioactivo anionico se utiliza como un emulsionante) en vez de 125 partes en masa de latex de estireno-
butadieno (Cyatex NA-11 fabricado por Nippon A&L; concentracion de solido: 40%; un tensioactivo anidnico se
utiliza como un emulsionante).

“Ejemplo Sintético 4”

Una composicion de resina 4 se preparé por el mismo método que en el Ejemplo Sintético 1 excepto que se
utilizaron 71 partes en masa de latex de estireno-butadieno (C4850 fabricado por Nippon Zeon; concentracion de
solido: 70%; un tensioactivo anidnico se utiliza como un emulsionante) en vez de 125 partes en masa de latex de
estireno-butadieno (Cyatex NA-11 fabricado por Nippon A&L; concentracion de sélido: 40%; un tensioactivo aniénico
se utiliza como un emulsionante).

“Ejemplo Sintético 5”

Una composicion de resina 5 se prepar6é por el mismo método que en el Ejemplo Sintético 1 excepto que se
utilizaron 100 partes en masa de latex NBR (Cyatex NA-105S fabricado por Nippon A&L; concentracion de soélido:
50%; un tensioactivo anionico se utiliza como un emulsionante) en vez de 125 partes en masa de latex de estireno-
butadieno (Cyatex NA-11 fabricado por Nippon A&L; concentracion de solido: 40%; un tensioactivo anidnico se
utiliza como un emulsionante).

“Ejemplo Sintético 6”

Una composicion de resina 6 se preparé por el mismo método que en el Ejemplo Sintético 1 excepto que se
utilizaron 119 partes en masa de latex NBR (SX1503A fabricado por Nippon Zeon; concentracién de sélido: 42%; un
tensioactivo macromolecular acrilico se utiliza como un emulsionante) en vez de 125 partes en masa de latex de
estireno-butadieno (Cyatex NA-11 fabricado por Nippon A&L; concentracion de sélido: 40%; un tensioactivo aniénico
se utiliza como un emulsionante).

“Ejemplo Sintético 7”

Una composicion de resina 7 se preparé por el mismo método que en el Ejemplo Sintético 1 excepto que se
utilizaron 50 partes en masa de polimero de butadieno (BR02 fabricado por Japan Synthetic Rubber; concentracion
de solido: 100%) en vez de 125 partes en masa de latex de estireno-butadieno (Cyatex NA-11 fabricado por Nippon
A&L; concentracion de solido: 40%; un tensioactivo anionico se utiliza como un emulsionante).

“Ejemplo Sintético 8”

Una composicion de resina 8 se prepar6 por el mismo método que en el Ejemplo Sintético 1 excepto que se utilizd
una mezcla de 75 partes en masa de latex de estireno-butadieno (Cyatex NA-11 fabricado por Nippon A&L;
concentraciéon de solido: 40%; un tensioactivo anionico se utiliza como un emulsionante) y 20 partes en masa de
polimero de butadieno (BR02 fabricado por Japan Synthetic Rubber; concentracion de solido: 100%) en vez de 125
partes en masa de latex de estireno-butadieno (Cyatex NA-11 fabricado por Nippon A&L; concentracion de sdlido:
40%; un tensioactivo anioénico se utiliza como un emulsionante).

“Ejemplo Sintético 9”

Una composicion de resina 9 se prepar6 por el mismo método que en el Ejemplo Sintético 1 excepto que se utilizd
una mezcla de 25 partes en masa de latex de estireno-butadieno (Cyatex NA-11 fabricado por Nippon A&L;
concentraciéon de solido: 40%; un tensioactivo anionico se utiliza como un emulsionante) y 40 partes en masa de
polimero de butadieno (BR02 fabricado por Japan Synthetic Rubber; concentracion de sélido: 100%) en vez de 125
partes en masa de latex de estireno-butadieno (Cyatex NA-11 fabricado por Nippon A&L; concentracion de sdlido:
40%; un tensioactivo anidnico se utiliza como un emulsionante).

“Ejemplo 1”

Una composicion de resina 1 obtenida en el Ejemplo Sintético 1 se intercald entre un soporte compuesto de una
pelicula de tereftalato de polietileno que tiene un espesor de 125 um recubierta con una capa adhesiva basada en
poliéster y una pelicula de cubierta compuesta de una pelicula de tereftalato de polietileno que tiene un espesor de
100 pm recubierta con una capa antiadhesiva que comprende alcohol polivinilico para que la capa adhesiva y la
capa antiadhesiva puedan entrar en contacto con la composicién de resina, y luego se prensé con una maquina de
prensado por calor a 105°C durante 1 minuto a una presion de 10 MPa, obteniéndose de ese modo una placa de
resina fotosensible similar a una lamina que tiene un espesor de 1,14 mm. Esta placa de resina fotosensible se
sometio en primer lugar a una exposicion de superficie total de 300 mJ/cm? desde el lateral del soporte utilizando un
dispositivo de exposicion UV (10R fabricado por Philips) y después la pelicula de cubierta en el lado opuesto se
separo seguido del sometimiento a una exposicién de imagen de 4.000 mJ/cm? mediante una pelicula negativa. El
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revelado se llevé a cabo después durante 7 minutos utilizando un dispositivo de lavado (CRS 600 fabricado por
Toyobo; solucién acuosa al 1% de jabon de lavado a 40°C). Después de eso, las gotas de agua en la superficie de la
placa se eliminaron utilizando una varilla de tension de agua. Después se pulverizd una solucion etandlica que
contenia 0,4% en peso de un compuesto de silicona modifica con amlno (KF859 fabricado por Shin-Etsu Chemical;
equivalente del grupo amino: 6.000 g/mol; viscosidad dinamica: 60 mm /s) utilizando un pulverizador. Después de
eso, el secado se llevé a cabo utlllzando un secador a 60°C durante 10 minutos y después la exposicién posterior
(10R fabricado por Philips; 4.000 mJ/cm?) y el tratamiento con una lampara de esterilizacion (durante 5 minutos) se
realizé para proporcionar la placa de impresion deseada. El resultado de la evaluacién se muestra en la Tabla 1.

“Ejemplo 2”

Se llevé a cabo la misma evaluacion que en el Ejemplo 1 utilizando la composicion de resina 2 preparada en el
Ejemplo Sintético 2. El resultado de la evaluacion se muestra en la Tabla 1.

“Ejemplo 3”

Se llevé a cabo la misma evaluacion que en el Ejemplo 1 utilizando la composicion de resina 3 preparada en el
Ejemplo Sintético 3. El resultado de la evaluacion se muestra en la Tabla 1.

“Ejemplo 4”

Se llevé a cabo la misma evaluacion que en el Ejemplo 1 utilizando la composicion de resina 4 preparada en el
Ejemplo Sintético 4. El resultado de la evaluacion se muestra en la Tabla 1.

“Ejemplo Comparativo 1”

Se llevé a cabo la misma evaluacion que en el Ejemplo 1 utilizando la composicion de resina 5 preparada en el
Ejemplo Sintético 5. El resultado de la evaluacién se muestra en la Tabla 1.

“Ejemplo Comparativo 2”

Se llevé a cabo la misma evaluacion que en el Ejemplo 1 utilizando la composicion de resina 6 preparada en el
Ejemplo Sintético 6. El resultado de la evaluacion se muestra en la Tabla 1.

“Ejemplo Comparativo 3”

Se llevd a cabo la misma evaluacion que en el Ejemplo 1 utilizando la composicion de resina 7 preparada en el
Ejemplo Sintético 7. El resultado de la evaluaciéon se muestra en la Tabla 1.

“Ejemplo 5”

Se llevé a cabo la misma evaluacion que en el Ejemplo 1 utilizando la composicion de resina 8 preparada en el
Ejemplo Sintético 8. El resultado de la evaluacion se muestra en la Tabla 1.

“Ejemplo 6”

Se llevé a cabo la misma evaluacion que en el Ejemplo 1 utilizando la composicion de resina 9 preparada en el
Ejemplo Sintético 9. El resultado de la evaluacion se muestra en la Tabla 1.

“Ejemplo 7” (Ejemplo de Referencia)

Se llevé a cabo la misma evaluacion que en el Ejemplo 1 excepto que se utilizé una silicona modificada con amino
(KF393 fabricada por Shin-Etsu Chemical; equivalente del grupo funcional: 350 g/mol; viscosidad dinamica: 70
mm /s) como un compuesto de silicona. El resultado de la evaluacién se muestra en la Tabla 1.

“Ejemplo 8”

Se llevé a cabo la misma evaluacion que en el Ejemplo 1 excepto que se utilizé una silicona modificada con amino
(L656 fabrlcada por Asahi Kasei-Wacker Silicone; equivalente del grupo funcional: 800 g/mol; viscosidad dinamica:
25 mm /s) como un compuesto de silicona. El resultado de la evaluacién se muestra en la Tabla 1.

“Ejemplo 9”

Se llevé a cabo la misma evaluacion que en el Ejemplo 1 excepto que se utilizé una silicona modificada con amino
(KF880 fabricada por Shin-Etsu Chemical; equivalente del grupo funcional: 1.800 g/mol; viscosidad dinamica: 650
mm /s) como un compuesto de silicona. El resultado de la evaluacién se muestra en la Tabla 1.

“Ejemplo Comparativo 4”

Se llevo a cabo la misma evaluacion que en el Ejemplo 1 excepto que se utilizé una silicona modificada con carboxi
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(X22 162C fabricada por Shin-Etsu Chemical; equivalente del grupo funcional: 2.300 g/mol; viscosidad dinamica: 220
mm /s) como un compuesto de silicona. El resultado de la evaluacién se muestra en la Tabla 1.

“Ejemplo Comparativo 5”

Se llevd a cabo la misma evaluacion que en el Ejemplo 1 excepto que se utilizé una silicona modificada conl
metacrilo (X22- 164A fabricada por Shin-Etsu Chemical; equivalente del grupo funcional: 860 g/mol; viscosidad
dinamica: 25 mm /s) como un compuesto de silicona. El resultado de la evaluacion se muestra en la Tabla 1.

“Ejemplo Comparativo 6”

Se llevé a cabo la misma evaluacion que en el Ejemplo 1 excepto que se utilizé una silicona no modificada (KF96-
50CS fabricada por Shin-Etsu Chemical; viscosidad dinamica: 50 mm2/s) como un compuesto de silicona. El
resultado de la evaluacién se muestra en la Tabla 1.

“Ejemplo Comparativo 7”

No se llevé a cabo el contacto de un compuesto de silicona con una placa de impresion. Se llevé a cabo la misma
evaluacion que en el Ejemplo 1 excepto en lo anterior. El resultado de la evaluacion se muestra en la Tabla 1.

De la Tabla 1 se desprende que, cuando un compuesto modificado con amino se prepard para entrar en contacto
con la placa de impresién que contiene un latex que tiene un grado de gelificacion de no menos de 50% en masa, se
prepard una placa de impresion que no produjo un puenteo de puntos incluso después de la impresion a largo plazo.
Por el contrario, en una placa de impresion que utiliza el latex de bajo grado de gelificacién o que no utiliza latex
como se muestra en los Ejemplos Comparativos 1, 2 y 3, el efecto repelente de tinta disminuyd significativamente
durante la impresion y el puenteo de puntos fue terrible. Ademas, en caso de que se utilizd un compuesto de silicona
que no tiene un grupo amino como se muestra en los Ejemplos Comparativos 4, 5 y 6, se observé una disminucion
en el efecto repelente de la tinta en una impresion a largo plazo y el puenteo de puntos también se volvié malo. De lo
anterior se desprende que, cuando una placa de impresién que contiene un latex que tiene un grado de gelificacion
de no menos del 50% en masa se pone en contacto con un compuesto de silicona modificado con amino, un
excelente efecto repelente del agua puede persistir durante mucho tiempo y un puente de puntos se puede prevenir.
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De acuerdo con el método de fabricacion de la presente invencién, se puede impartir un efecto de prevencion para la
contaminacion de la superficie de la placa con excelente persistencia a una placa de impresion flexografica. Como
resultado de ello, es posible ahora llevar a cabo la impresion de alta calidad de una manera estable durante un largo
periodo de tiempo y contribuye en gran medida en la industria.

13



10

15

ES 2 665942 T3

REIVINDICACIONES

1. Un método para la fabricacion de una placa de impresion flexografica, que se caracteriza por que se prepara,
un liquido que contiene un compuesto de silicona modificado con amino para entrar en contacto con una placa de
impresion flexografica que contiene un latex que tiene un grado de gelificacion de no menos del 50% en masa,

en donde se utiliza un compuesto de silicona modificado con amino que tiene un equivalente de grupos amino de no
menos de 500 g/mol.

2. El método de fabricacion de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde el contenido del latex que tiene un grado
de gelificacion de no menos del 50% en masa no es menos del 30% en masa en una composicién de resina de una
placa de impresion.

3. El método de fabricacién de acuerdo con la reivindicaciéon 1 o 2, en donde la placa de impresién flexografica
contiene ademas un emulsionante.

4. El método de fabricacién de acuerdo con la reivindicacion 3, en donde el emulsionante es un tensioactivo
anionico.

5. El método de fabricacién de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde el latex tiene
un grado de gelificacién de no menos del 70% en masa.

6. Una placa de impresion flexografica fabricada por uno cualquiera de los métodos de fabricacion de las
reivindicaciones 1 a 5.
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